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Dentre os objetivos e metas a serem
contemplados, pode-se citar a compreensão dos
processos de deposição por sputtering , suas
principais vantagens e desvantagens,
visualizando onde sua aplicação se faz
necessária e quais são os principais processos
a serem realizados para alcançar o melhor
resultado possível na produção de
nanopartículas decoradas em Óxido de Grafeno
(GO).

INTRODUÇÃO / OBJETIVO

EXPERIMENTAL

Algumas das aplicações possíveis para
nanopartículas decoradas em Óxido de Grafeno
são: membranas e revestimentos, com o intuito
de servir como barreiras de fases em
nanocompósitos poliméricos e para o tratamento
de água; materiais responsivos a estímulos, uma
vez que filmes de GO tem uma forte afinidade
com água, nanofolhas orientadas de GO
permitem um inchaço quando houver contato com
umidade, assim causando uma atuação mecânica
reversível em filmes poliméricos em ciclos de
hidratação e desidratação; nanocompósitos de
GO com nanopartículas antimicrobianas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido à pandemia global do vírus Covid-19, as
visitas ao laboratório e as práticas foram
suspensas até segunda ordem, por questões de
segurança e saúde pública, por isso, todos os
trabalhos e pesquisas foram feitos à distância.
Contudo, foi possível observar as diversas
aplicações possíveis para nanopartículas
decoradas em Óxido de Grafeno e os benefícios
que a mesma proporciona.
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